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半导体设备中标专题（2022 年 7 月）：晶圆

厂扩产回升，万业企业子公司中标上海积塔多

台刻蚀、沉积设备 
 

[Table_Summary] 
投资要点： 

 2022 年 7 月国内主流晶圆厂共开标 76 台工艺设备，上海积塔为扩产主力。我们

以长江存储、华力集成、华力微电子、福建晋华、华虹无锡、合肥晶合、上海积塔、

中车时代、中芯绍兴、武汉新芯 10 家中国大陆主要的 IDM 或代工企业为统计样

本，通过中国国际招标网对上述晶圆厂中标情况进行梳理。2022 年 7 月国内 10 家

主流晶圆厂共开标 76 台工艺设备，主要来自上海积塔（40 台）、华虹无锡（35

台）、福建晋华（1 台）。22 年 1-7 月合计开标 624 台工艺设备，主要来自华虹

无锡（326 台）、上海积塔（250 台）、福建晋华（24 台）、时代电气（16 台）、

华力集成（6 台）、华力微电子（2 台）。 

 炉管、刻蚀、前道检测设备为 2022 年 7 月国内晶圆厂主要开标设备。2022 年 7

月开标的 76 台设备中，按照不同工艺设备开标数量从高到低排列，分别为炉管设

备（44 台）、刻蚀设备（10 台）、前道检测设备（9 台）、沉积设备（8 台）、清

洗设备（4 台）、涂胶显影设备（1 台）。2022 年 1-7 月开标的 624 台设备中，按

照不同工艺设备开标数量从高到低排列，分别为炉管设备（163 台）、沉积设备（105

台）、刻蚀设备（92 台）、前道检测设备（73 台）、后道测试设备（46 台）、清

洗设备（37 台）、干法去胶设备（31 台）、离子注入机（28 台）、抛光设备（21

台）、涂胶显影设备（18 台）、光刻机（10 台）。 

 受国内刻蚀、干法去胶、涂胶显影等设备厂家拉动，中标国产率持续提升。2022

年 7 月中国大陆设备中标数量为 37 台，国产率达 48.68%。2022 年 1-7 月开标的

624 台设备中，源自中国大陆厂家制造的设备共计 226 台，占比达 36.2%。分晶

圆厂看，2022 年 1-7 月，上海积塔设备国产率超 60%；分设备看，2022 年 1-7 月

国产率较高的环节主要为干法去胶设备（国产率 81%）、刻蚀设备（59%）、清洗

设备（51%）、抛光设备（43%）、涂胶显影设备（39%）、沉积设备（34%）。

聚焦 7 月份国内中标厂商，嘉芯迦能（万业企业子公司，中标 12 台）、嘉芯闳扬

（万业企业子公司，9 台）、屹唐（4 台），排名靠前，持续体现国内厂家在刻蚀、

沉积、前道检测、炉管等设备环节的强势地位。 

 投资建议：重点关注国内半导体设备龙头北方华创（002371）；高端刻蚀设备龙

头中微公司（688012）；持续突破高端后道测试机的长川科技（300604）、华峰

测控（688200）；涂胶显影与单片清洗不断突破前道环节的国内半导体设备小巨

人芯源微（688037）；半导体薄膜沉积龙头拓荆科技（688072）；12 寸 CMP 设

备龙头华海清科（688120）；国产清洗设备领军企业盛美上海（688082）、至纯

科技（603690）；离子注入机领先企业万业企业（600641）；半导体环保设备领

先企业盛剑环境（603324）等。 

 风险提示：晶圆厂扩产不及预期、设备公司研发不及预期、中美贸易摩擦风险。 
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1. 2022 年 7 月主流晶圆厂开标量回升，上海积塔贡献主要
增量 

1.1. 2022 年 7 月国内主流晶圆厂公开标 76 台设备 

2022 年 7 月国内主流晶圆厂开标 76 台设备，1-7 月合计开标 624 台设备。

我们以长江存储、华力集成、华力微电子、福建晋华、华虹无锡、合肥晶合、上海

积塔、中车时代、中芯绍兴、武汉新芯 10 家中国大陆主要的 IDM 或代工企业为

统计样本，通过中国国际招标网对上述晶圆厂中标情况进行梳理（详细样本选取

规则见本节末说明）。2022 年 7 月国内 10 家主流晶圆厂共开标 76 台工艺设备，

前七个月合计开标 624 台工艺设备。 

表 1：2022 年 7 月国内主流晶圆厂开标 76 台设备 

  2020 年 2021 年 
2022年 1

月 

2022年 2

月 
2022年 3月 2022年 4月 2022年 5月 2022年 6月 2022年 7月 

样本晶圆厂开标

数量（台） 
1819 1136 102 44 147 108 79 68 76 

资料来源：中国国际招标网，德邦研究所        

 

 

样本选取规则： 

1、工艺设备定义：由于半导体设备应用的工艺流程和重要性的不同，我们主

要统计光刻、刻蚀、沉积、清洗等涉及核心工艺的关键设备中标情况，并将关键半

导体设备区分为制程核心设备（包含光刻、刻蚀、沉积、离子注入设备）、良率提

升设备（包括前道检测设备、后道测试设备、清洗设备）以及重要辅助设备（包括

炉管设备、CMP 抛光设备、干法去胶设备、涂胶显影设备），并排除二手翻新设

备影响。 

表 2：半导体设备按工艺不同可分为制程核心设备、良率提升设备、辅助设备 

设备分类 设备名称 设备作用 

制程核心设备 光刻机 将光源把掩膜版上电路结构在涂有光刻胶的硅片进行曝光，将图案复制到硅片上。 

图 1：2022 年 1-7 月合计开标 624 台设备 

 

资料来源：中国国际招标网，德邦研究所 
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刻蚀设备 
是指使用气态的化学刻蚀剂与硅片上未被光刻胶覆盖的材料发生物理或化学反应（或两者均有），以去除暴露

的表面材料的过程。3μm 之后的工艺大多采用干法刻蚀 

薄膜沉积设备 通过气体混合的化学反应，或者蒸镀、溅射等物理反应在硅片表面沉积薄膜的工艺 

离子注入设备 通过高压离子轰击将杂质引入硅片，能在较低温度下，准确控制杂质掺入浓度和深度，重复性好。 

良率提升设备 

前道检测设备 

对氧化、刻蚀、光刻、离子注入等每道工艺后的晶圆进行无损的检查和测量，以保证关键工艺参数满足工艺指

标的要求，从而保证芯片的成品率以及芯片最终出货的稳定性和可预期性，多用到电镜、膜厚测量设备，套刻

对准设备等。 

后道测试设备 对晶圆制造后或者封装后芯片功能和电性能的测试，包括探针台、分选机、测试机等设备 

清洗设备 
在单晶硅片制造阶段，在过程工艺阶段的刻蚀、化学沉积、去胶等关键工艺前后进以及封装工艺中都需要进行

清洗，减少缺陷、提高良率。 

重要辅助设备 

炉管设备 
IC 行业所用的炉管目前主要是垂直式、按压力不同可分为常压和低压炉管，主要用于热氧化、热退火、热烘

烤、合金及部分沉积工艺 

干法去胶设备 去除硅片上的光刻胶 

CMP 抛光设备 
使用旋涂或 CVD 法在器件表面形成一层玻璃；然后将硅片放在一种包含有胶质的磨料悬浮液和腐蚀剂的碱性膏

剂中进行机械研磨，使得金属和介质层的局部或全局平坦化 

涂胶显影设备 
将硅片置于真空吸盘上，采用旋转 涂胶的方法涂上 液相光刻胶材料，用显影液溶解光刻胶可溶区 域，可见图

形出现在硅片上， 硅片用去离子水冲洗后甩干 

资料来源：《纳米集成电路制造工艺（第 2 版）》，德邦研究所 

2、样本选择：统计范围以长江存储、华力集成、华力微电子、福建晋华、华

虹无锡、合肥晶合、上海积塔、中车时代、中芯绍兴、武汉新芯 10 家中国大陆主

要的 IDM 或代工企业为主。以上十家企业分别覆盖存储、逻辑、驱动 IC、功率、

模拟等多类芯片制造，且 2020-2022 年均有新增招标信息，因此结果具有一定代

表性和时效性。 

表 3：统计样本覆盖 10 家 IDM 或晶圆代工企业 

晶圆厂 运营模式 产品 

长江存储 IDM 3D NAND 

华力微电子（华虹 5 厂） Foundry 
65/55-28nm 

逻辑及特色工艺 

华力集成 

（华虹 6 厂） 
Foundry 

28-14nm 

逻辑及特色工艺 

华虹无锡 

（华虹 7 厂） 
Foundry 

90-65/55nm 

特色工艺 

中芯绍兴 Foundry 
MEMS/IGBT 

/MOSFET 

上海积塔 Foundry IGBT/模拟/电源管理/MEMS 

中车时代 IDM IGBT 

福建晋华 IDM DRAM 

合肥晶合 Foundry 显示驱动芯片 

武汉新芯 IDM/Foundry NOR Flash 

资料来源：各公司官网，德邦研究所 

3、数据来源：数据来源为中国国际招标网，统计单位为设备中标“台”数，

为保证中标时间的领先性，我们以设备评标公示时间为准，并结合后续中标信息

对评标但撤项的设备进行筛查。 

1.2. 分晶圆厂看：上海积塔 7 月开标 40 台设备，华虹无锡开标 35 台设

备 

分晶圆厂看，2022 年 7 月上海积塔为主要扩产厂家，共开标 40 台工艺设备。

不同厂家扩产及招标节奏不同，因此不同时间段各厂家扩产差异性较大。2022 年

7 月开标的 76 台设备主要来自上海积塔（40 台）、华虹无锡（35 台）、福建晋

华（1 台），上海积塔及华虹无锡扩产贡献主要增量。 

2022 年 1-7 月，华虹无锡开标 326 台工艺设备，贡献主要增量。2022 年 1-

7 月开标的 624 台设备主要来自华虹无锡（326 台）、上海积塔（250 台）、时代
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电气（16 台）、福建晋华（24 台）、华力集成（6 台）、华力微电子（2 台），

华虹无锡及上海积塔贡献主要增量。 

表 4：2022 年 7 月上海积塔开标 40 台工艺设备，贡献主要增量 

  
2020

年 

2021

年 

2022年 1

月 

2022年 2

月 

2022年 3

月 

2022年 4

月 

2022年 5

月 

2022年 6

月 

2022年 7

月 

2022年 1-7

月 

长江存储 998 758 0 0 0 0 0 0 0 0 

华力微电子（华虹 5

厂） 
15 3 0 0 0 1 0 1 0 2 

华力集成（华虹 6厂） 132 24 0 0 1 1 3 1 0 6 

华虹无锡（华虹 7厂） 201 20 101 37 110 20 12 11 35 326 

中芯绍兴 132 128 0 0 0 0 0 0 0 0 

上海积塔 79 130 0 3 23 78 54 52 40 250 

时代电气 57 14 0 1 10 3 2 0 0 16 

福建晋华 14 17 1 3 3 5 8 3 1 24 

合肥晶合 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

武汉新芯 8 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

合计 1819 1136 102 44 147 108 79 68 76 624 

资料来源：中国国际招标网，德邦研究所 

1.3. 分设备看：沉积、前道检测、刻蚀设备贡献 2022 年 7 月主要扩产增

量 

分设备看，炉管、刻蚀、前道检测设备贡献 22 年 7 月主要扩产增量。晶圆厂

设备布局往往以光刻机为核心，围绕以多台刻蚀、薄膜沉积、清洗等设备，由于不

同招标批次对应设备采购种类不同，因此不同时期工艺设备招标种类也会有所不

同。2022 年 7 月开标的 76 台设备中，按照不同工艺设备开标数量从高到低排列，

分别为炉管设备（44 台）、刻蚀设备（10 台）、前道检测设备（9 台）、沉积设

备（8 台）、清洗设备（4 台）、涂胶显影设备（1 台）。 

炉管、沉积、刻蚀设备贡献 22 年 1-7 月主要扩产增量。2022 年 1-7 月开标

的 624台设备中，按照不同工艺设备开标数量从高到低排列，分别为炉管设备（163

台）、沉积设备（105 台）、刻蚀设备（92 台）、前道检测设备（73 台）、后道

测试设备（46 台）、清洗设备（37 台）、干法去胶设备（31 台）、离子注入机

（28 台）、抛光设备（21 台）、涂胶显影设备（18 台）、光刻机（10 台）。 

表 5：2022 年 7 月炉管、刻蚀设备分别开标 44 台、10 台   

  
2020

年 

2021

年 

2022年 1

月 

2022年 2

月 

2022年 3

月 

2022年 4

月 

2022年 5

月 

2022年 6

月 

2022年 7

月 

2022年 1-7

月 

光刻 37 11 3 1 1 1 4 0 0 10 

刻蚀 209 123 20 4 8 29 13 8 10 92 

沉积 293 246 47 5 1 8 28 8 8 105 

清洗 125 72 2 1 4 10 3 13 4 37 

离子注入 50 32 7 6 1 4 1 9 0 28 

前道检测 228 70 0 25 13 10 14 2 9 73 

后道测试 411 376 0 1 32 2 0 11 0 46 

涂胶显影 44 17 1 0 9 4 3 0 1 18 

CMP 抛

光 
88 36 13 0 1 1 5 1 0 21 

干法去胶 57 40 3 1 1 9 3 14 0 31 

炉管 277 113 6 0 76 30 5 2 44 163 

合计 1819 1136 102 44 147 108 79 68 76 624 
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资料来源：中国国际招标网，德邦研究所   

2. 设备国产率：刻蚀、干法去胶等设备国产率较高 

2022 年 7 月中国大陆设备中标数量为 37 台，国产率达 48.7%。我们以设备

中标台数计算国产率（包含拥有翻新业务的厂家），由于不同设备价值量不同，因

此与实际市场规模测算的国产率有一定差异。且考虑不同晶圆厂、不同工艺设备

的招标批次不同，中国大陆厂家中标频次分布未必平均，造成国产率有一定波动。

近年来受益于北方华创、中微公司、盛美半导体、芯源微、屹唐半导体、至纯科

技、华海清科等中国大陆厂家的不断发展，在刻蚀、沉积、清洗、抛光、干法去

胶、炉管、涂胶显影等领域半导体设备中标国产率较高。从年度数据来看，2021

年设备国产率达 27.4%，较 2020 年 16.8%有明显提升。2022 年 7 月主流晶圆厂

开标的 76 台设备中，源自中国大陆厂家制造的设备共计 37 台，占比达 48.68%；

2022 年 1-7 月开标的 624 台设备中，源自中国大陆厂家制造的设备共计 226 台，

占比达 36.2%。 

图 2：2022 年 7 月中国大陆厂家中标设备共 37 台，国产率达 48.7% 

 

资料来源：中国国际招标网，德邦研究所 

 

表 6：2022 年 1-7 月中国大陆厂家中标设备共 226 台，国产率达 36.2% 

  2020 年 
2021

年 

2022年 1

月 
2022年 2月 

2022年 3

月 

2022年 4

月 

2022年 5

月 

2022年 6

月 

2022年 7

月 

22年 1-7

月 

半导体设备中标

国产率 
16.80% 27.40% 3.90% 38.60% 6.10% 62.00% 60.76% 64.7% 48.68% 36.2% 

资料来源：中国国际招标网，德邦研究所   

 

2.1. 分晶圆厂看：上海积塔 2022 年 1-7 月设备中标国产率超 60% 

分晶圆厂看，2022 年 1-7 月，上海积塔设备国产率超 60%。2022 年 1-7 月

开标的 624 台设备主要来自华虹无锡（326 台）、上海积塔（250 台）、时代电

气（16）、福建晋华（24 台）、华力集成（6 台）、华力微电子（2 台）。国产

设备中标数较多的晶圆厂为上海积塔（161 台）、华虹无锡（46 台）、时代电气

（8 台）、福建晋华（10 台）。其中上海积塔国产率超 60%，华虹无锡开标设备

中国外设备占比较高，国产率约为 14.1%。 
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表 7：2022 年 1-7 月上海积塔、华虹无锡开标国产设备分别为 161、46 台    

  2020 年 2021 年 2022年 1月 2022年 2月 2022年 3月 2022年 4月 2022年 5月 2022年 6月 2022年 7月 2022年 1-7月 

长江存储 134 199 0 0 0 0 0 0 0 0 

华力微电子（华虹 5 厂） 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

华力集成（华虹 6 厂） 28 4 0 0 0 0 1 0 0 1 

华虹无锡（华虹 7 厂） 36 5 3 13 4 20 1 4 1 46 

中芯绍兴 30 48 0 0 0 0 0 0 0 0 

上海积塔 60 46 0 2 0 42 43 39 35 161 

时代电气 6 0 0 1 5 2 0 0 0 8 

福建晋华 0 2 1 1 0 3 3 1 1 10 

合肥晶合 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

武汉新芯 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

合计 306 311 4 17 9 67 48 44 37 226 

国产率 16.80% 27.40% 3.90% 38.60% 6.10% 62.00% 60.76% 64.71% 48.68% 36.2% 

资料来源：中国国际招标网，德邦研究所 
 
 

  

 

表 8：2022 年 1-7 月，上海积塔设备国产率超 60% 

 2020 年 2021 年 2022 年 1-7 月 

长江存储 13.4% 26.3% / 

华力微电子（华虹 5 厂） 26.7% 0.0% 0.0% 

华力集成（华虹 6 厂） 21.2% 16.7% 16.7% 

华虹无锡（华虹 7 厂） 17.9% 25.0% 14.1% 

中芯绍兴 22.7% 37.5% / 

上海积塔 75.9% 35.4% 64.4% 

时代电气 10.5% 0.0% 50.0% 

福建晋华 0.0% 11.8% 41.7% 

合肥晶合 4.4% / / 

武汉新芯 0.0% 16.7% / 

合计国产率 16.8% 27.4% 36.2% 

资料来源：中国国际招标网，德邦研究所 

2.2. 分设备看：2022 年 1-7 月干法去胶、刻蚀、清洗、离子注入国产率

较高 

分设备看：22 年 1-7 月干法去胶、刻蚀、清洗、离子注入国产率较高。按照

国产设备中标数量从高到低排序，不同工艺设备国内厂家中标情况如下：刻蚀设

备（54 台）、沉积设备（36 台）、炉管设备（36 台）、干法去胶设备（25 台）、

前道检测设备（20 台）、清洗设备（19 台）、后道测试设备（12 台）、离子注

入机（7 台）、涂胶显影设备（7 台）。其中国产率较高的环节主要为干法去胶设

备（国产率 81%）、刻蚀设备（59%）、清洗设备（51%）、抛光设备（43%）、

涂胶显影设备（39%）、沉积设备（34%）。 

表 9：2022 年 1-7 月干法去胶设备中国大陆厂家共中标 25 台设备 

  
2020

年 

2021

年 

2022年 1

月 

2022年 2

月 

2022年 3

月 

2022年 4

月 

2022年 5

月 

2022年 6

月 

2022年 7

月 

2022年 1-7

月 

光刻 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

刻蚀 68 30 0 4 2 25 5 8 10 54 

沉积 39 40 0 4 0 2 20 3 7 36 

清洗 40 25 0 1 0 6 1 11 0 19 
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离子注入 4 0 0 6 1 0 0 0 0 7 

前道检测 16 13 0 0 2 1 7 1 9 20 

后道测试 7 141 0 1 3 0 0 8 0 12 

涂胶显影 8 2 1 0 0 2 3 0 1 7 

CMP 抛

光 
32 15 3 0 1 0 5 0 0 9 

干法去胶 27 18 0 1 0 9 3 12 0 25 

炉管 63 27 0 0 0 22 3 1 10 36 

合计 306 311 4 17 9 67 48 44 37 226 

国产率 
16.80

% 
27.40

% 
3.90% 38.60% 6.10% 62.00% 60.76% 64.7% 48.7% 36.2% 

资料来源：中国国际招标网，德邦研究所 

 

表 10：2022 年 1-7 月干法去胶、刻蚀、清洗、抛光国产率较高 

 2020 2021 2022 年 1-7 月 

光刻 5.4% 0.0% 10.0% 

刻蚀 32.5% 24.4% 58.7% 

沉积 13.3% 16.3% 34.3% 

清洗 32.0% 34.7% 51.4% 

离子注入 8.0% 0.0% 25.0% 

前道检测 7.0% 18.6% 27.4% 

后道测试 1.7% 37.5% 26.1% 

涂胶显影 18.2% 11.8% 38.9% 

CMP 抛光 36.4% 41.7% 42.9% 

干法去胶 47.4% 45.0% 80.6% 

炉管 22.7% 23.9% 21.8% 

合计国产率 16.8% 27.4% 36.2% 

资料来源：中国国际招标网，德邦研究所 

3. 7 月中标较多的中国大陆厂家为嘉芯迦能、嘉芯闳扬、
屹唐等 

根据中国国际招标网数据，2022 年 7 月份中标较多的中国大陆厂家为嘉芯迦

能等（含部分外贸及翻新业务厂家）。 

【嘉芯迦能】（万业企业子公司）合计中标 12 台：中标上海积塔 12 台设备，

其中沉积设备 7 台、刻蚀设备 5 台。 

【嘉芯闳扬】（万业企业子公司）合计中标 9 台：中标上海积塔 9 台设备，

其中刻蚀设备 5 台，炉管设备 4 台。 

【宁波舜宇】合计中标 4 台：中标上海积塔 4 台前道检测设备。 

【屹唐】合计中标 4 台：中标上海积塔 4 台炉管设备。 

【上海芯斐】合计中标 3 台：中标上海积塔 3 台前道检测设备。 

【华卓精科】合计中标 2 台：中标上海积塔 2 台炉管设备。 

【芯源微】合计中标 1 台：中标福建晋华 1 台涂胶显影机。 

【无锡卓海】合计中标 1 台：中标华虹无锡 1 台前道检测设备. 
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【东方晶源】合计中标 1 台：中标上海积塔 1 台前道检测设备。 

 

表 11：7 月国内中标企业为嘉芯迦能、嘉芯闳扬、屹唐等 

招标人 项目名称 招标产品 数量 地点 
中标/评标开

始时间 
中标人 设备种类 设备商简称 

福建晋华 
福建省晋华集成电路有限公司存储

器生产线建设项目 
12 吋黄光涂胶显影机 1 福建省 2022/7/8 

沈阳芯源微电子设备股

份有限公司 

涂胶显影

机 
芯源微 

华虹无锡 先进表面颗粒计数仪 

先进表面颗粒计数仪

/Advanced Particle 

Counter 

1 江苏省 2022/7/15 
无锡卓海科技股份有限

公司 

前道检测

设备 
无锡卓海 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 
快速热处理设备 4 上海市 2022/7/18 

嘉芯闳扬半导体设备科

技（浙江）有限公司 
炉管设备 嘉芯闳扬 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 
快速热处理设备 4 上海市 2022/7/18 

屹唐半导体科技（香

港）有限公司 
炉管设备 屹唐 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 

高密度等离子薄膜沉积设

备 
6 上海市 2022/7/28 

嘉芯迦能半导体设备科

技（浙江）有限公司 
沉积设备 嘉芯迦能 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 

二氧化硅等离子薄膜沉积

设备 
1 上海市 2022/7/28 

嘉芯迦能半导体设备科

技（浙江）有限公司 
沉积设备 嘉芯迦能 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 
激光退火设备 2 上海市 2022/7/28 

北京华卓精科科技股份

有限公司 
炉管设备 华卓精科 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 
线宽量测显微镜 3 上海市 2022/7/28 

上海芯斐科技发展有限

公司 

前道检测

设备 
上海芯斐 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 
线宽量测显微镜 1 上海市 2022/7/29 

东方晶源微电子科技

（北京）有限公司 

前道检测

设备 
东方晶源 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 
刻蚀后检测设备 4 上海市 2022/7/29 宁波舜宇仪器有限公司 

前道检测

设备 
宁波舜宇 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 
金属等离子刻蚀机 2 上海市 2022/7/29 

嘉芯迦能半导体设备科

技（浙江）有限公司 
刻蚀设备 嘉芯迦能 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 
侧墙等离子刻蚀机 3 上海市 2022/7/29 

嘉芯迦能半导体设备科

技（浙江）有限公司 
刻蚀设备 嘉芯迦能 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 
金属等离子刻蚀机 1 上海市 2022/7/29 

嘉芯闳扬半导体设备科

技（浙江）有限公司 
刻蚀设备 嘉芯闳扬 

上海积塔 
上海积塔半导体有限公司特色工艺

生产线建设项目 
氮化硅等离子刻蚀机 4 上海市 2022/7/29 

嘉芯闳扬半导体设备科

技（浙江）有限公司 
刻蚀设备 嘉芯闳扬 

资料来源：中国国际招标网，德邦研究所 
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4. 投资建议 

重点关注国内半导体设备龙头北方华创（002371）；高端刻蚀设备龙头中微

公司（688012）；持续突破高端后道测试机的长川科技（300604）、华峰测控

（688200）；涂胶显影与单片清洗不断突破前道环节的国内半导体设备小巨人芯

源微（688037）；半导体薄膜沉积龙头拓荆科技（688072）；12 寸 CMP 设备龙

头华海清科（688120）；国产清洗设备领军企业盛美上海（688082）、至纯科技

（603690）；离子注入机领先企业万业企业（600641）；半导体环保设备领先企

业盛剑环境（603324）等。 

5. 风险提示 

晶圆厂扩产不及预期、设备公司研发不及预期、中美贸易摩擦风险。 
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